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CARACTERIZACAO DE FILMES DE TiO2 DOPADOS COM NITROGENIO OBTIDOS POR
MOCVD
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Os acos inoxidaveis sdo materiais amplamente utilizados nas industrias quimica, petroquimica, automotiva,
nuclear, de papel e celulose e alimenticia. A susceptibilidade desses materiais a corrosao na presenca de
ions cloreto é um fator que limita sua durabilidade e prejudica seu desempenho. O uso de revestimentos
pode proporcionar um aumento da resisténcia a corrosdo dos agos, visando garantir um desempenho
adequado do material em servigo. Neste trabalho foram depositados filmes de TiO2 dopados ou ndo com
nitrogénio sobre substratos de aco inoxidavel AISI 316, por meio da técnica MOCVD (deposicdo quimica
de organometalicos em fase vapor). Isopropdxido de titanio 1V foi utilizado como precursor de titanio e
oxigénio, ambnia como precursor de nitrogénio, e nitrogénio como gas de arraste. Os filmes foram
depositados a 500° por 1h. Foram avaliados a morfologia, as fases formadas, e 0 comportamento de corrosao
em uma solucdo aquosa 3,5%p de NaCl. A avaliacdo dos filmes por espectroscopia por espalhamento
Rutherford indicou a presenca de nitrogénio. Os ensaios de corrosdo mostraram que as amostras revestidas
eram menos susceptiveis a corrosdo que as amostras sem recobrimento.
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